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Anliegen

• Das Joint Lab ist eine gemeinsame Einrichtung der I nnovations for
High Performance Microelectronics GmbH Frankfurt/Od er (IHP) und
der Brandenburgischen Technischen Universität Cottb us (BTU) für
Zwecke der Forschung und Lehre.

• Durch die enge Verbindung der Forschung von Hochsch ule und
außeruniversitärer Einrichtung werden das Innovatio nspotential
beider Partner ausgebaut, bestehende Forschungsstru kturen
weiterentwickelt bzw. neue Strukturen aufgebaut.

• Die Arbeiten erfolgen projektbezogen.

• Die wichtigsten Aufgaben umfassen gemeinsame Forsch ungen, die
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und di e
Durchführung von wissenschaftlichen Veranstaltungen .
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Ausgangspunkt

Gegründet 2000 als Einrichtung des IHP und der BTU

Mitarbeiter: IHP + BTU
(Professoren, Doktoranden, Studenten, wiss. Mitarbe iter,
Gastwissenschaftler)

Räume: BTU

Ausrüstungen: IHP

Infrastruktur: BTU + IHP

Basis: Verträge, Geschäftsordnung
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Zentren/Kompetenzfelder

• Silizium-Materialforschung

• Mess- und Diagnosetechnik

• Laser – Material – Wechselwirkung

• Theoretische Untersuchung des Ladungsträgertranspor tes in
Halbleitern

• RF – Schaltungen

• Schaltungsgerechter Entwurf



IHP  Im Technologiepark 25  15236 Frankfurt (Oder) Germany               www.ihp-microelectronics.com                                              © 2004 - All rights reservedIHP  Im Technologiepark 25  15236 Frankfurt (Oder) Germany      www.ihp-microelectronics.com © 2004 - All rights reserved

Confidential !
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Grundlagen-Forschung

Ziele:
- Beschleunigung der industriellen

Anwendung / Verwertung von Grund-
lagenforschungs-Ergebnissen 

- Einsparung von Mehrfachinvestitionen
- Erweiterung der Grundlagenforschungs-

kapazität des IHP
-Unterstützung von Universitäten 

und anderen F-Einrichtungen

Durch:
- Gemeinsame Projekte
- Bilaterale Zusammen-

arbeit / Support 
durch IHP-Kompetenzen

- Personalaustausch
- Technologie- und Personal-

transfer zum IHP
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Kompetenz durch Bündelung – Basis für Exzellenz

• Sicherung der Kette Grundlagenforschung, angewandte  Forschung,
Pilotlinie und Prototypfertigung für ausgewählte Fo rschungsschwer-
punkte

Universität (BTU):
- Grundlagenforschung

Joint Lab:
- Bindeglied zwischen Grundlagen- und angewandte For schung
- Bindeglied zwischen angewandte Forschung und Pilot - bzw.
  Prototypfertigung

Nat. Forschungsinstitut (IHP):
- Angewandte Forschung, Pilotlinie, Prototypfertigu ng

• Chance zur Bildung projektbezogener interdisziplinärer  Forschungs-
gruppen aus Universität, Forschungsinstitut und Gas twissenschaftler
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Forschungsschwerpunkte

• Advanced Silicon
V: H. Richter (IHP)

• „High-k“ Materialien
V: J. Reif (BTU)

• Schnittstelle HL-Oberfläche/biologische Medien
V: M. Kitter (IHP)

• Optische Datenübertragung auf Chips
V: M. Kittler (IHP)

• Quantenbauelemente
V: U. Wulf (BTU)

• „Diagnostic Support“ für die IHP-Technologie
V: W. Seifert (IHP)
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Ergebnisse

• Publikationen (2003/2004): 32

• Vorträge (2003/2004): 54, davon 9 eingeladene

• Bücher (2003/2004): 4

• Drittmittel: 2003: 470 TE
2004: 413 TE
2005: 502 TE
2006: 399 TE

• Kooperation mit der Wirtschaft
Catena, GED, Siltronic AG, Deutsche Solar, Shell So lar, AMD, ...
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Ausblick

• Stabilisierung und Ausbau als Kompetenzzentrum (2004 – 2006)

• Internationalisierung (Mitarbeiter, Projekte, ...)

• Exzellenz durch Forschungskette von der Grundlagenfor schung bis
hin zum Prototyp bzw. zur Pilotfertigung

• Einbeziehung international ausgewiesener Wissenschaf tler in die
studentische Ausbildung (vorrangig im Hauptstudium)

• Frühzeitige Einbeziehung der Studenten in die  Forsch ungsprozesse
(als studentische Hilfskraft, Diplomand und als Dok torand)

• Partner für nationale und internationale Projekte u nd für die
Wirtschaft


